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Resumen

La formacion de peliculas de nanoparticulas de Au (AuNPs) por depdsito electroforético (EPD) empleando hidroquinona (HQ) se ha realizado para el disefio y
construccion de plataformas SERS. Las AuNPs se depositaron exitosamente sobre grafeno transferido previamente sobre ITO, preferencialmente como
aglomerados localizados sobre los sitios activos en el grafeno. La deteccion de azul de metileno (AM) adsorbido demuestra alta sensibilidad de la plataforma
ITO/G/AuNPs debido a los centros plasmoénicos/electromagnéticos de las AuNPs y a la capacidad del grafeno de atenuar la fluorescencia y fotoluminiscencia de las
moléculas activas de Raman y las AuNPs, respectivamente.

Experimental
Mecanismo del Deposicion electroforética de AuNPs sobre ITO recubierto con Grafeno, en celda de
proceso EPD tres electrodos y electrolito acuoso con AuNPs e hidroquinona (HQ) 0.1 M. La
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5 + lll. Distribucion de cantidad y tamafios de AuNPs depositadas mediante ASV (Anodic
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Conclusiones

7 » Se consiguié depositar en forma controlada AuNPs sobre G empleando EPD.
ik . ol ¥ + Se observaron zonas de aglomerados sobre grafeno propicio para aplicaciones de
2 Ml 3 . ; 4 i ; SERS.
L F 3 ; L 1 * La plataforma genera un incremento de un orden de magnitud en la sefal SERS de AM
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